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文章摘要：

用高能量密度脉冲等离子体于室温下在硬质合金刀具上成功淀积了高硬耐磨
TiN涂层. 实验结果表明, 涂层与基体有强的结合力, 纳米划痕实验临界载荷
达90 mN以上; TiN涂层具有很高的硬度和Young’s模量, 分别达27和450 
GPa以上. 涂层刀具切削实验表明, 刀具可用于硬度高达HRC58—62的CrWMn
钢切削, 且磨损量较低, 寿命长.
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